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光応答性希土類錯体の開発と非破壊再生型光記録への展開
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ヘキサトリエン系フォトクロミック分子は、高い熱安定性と繰り返し耐久性を示し、固
体状態においても良好な光反応性を示すことから、光メモリーや光スイッチング等の
有機エレクトロニクス分子材料として関心がもたれています。これまでに我々はフォト
クロミック分子の光メモリーへの応用を目指し、フォトクロミック分子を配位子として有
する発光性希土類錯体を合成し、フォトクロミック反応に伴う発光特性変化について
検討してきました。

本講演では、最近のフォトクロミック分子を用いた光メモリー材料研究とフォトクロ
ミック希土類錯体を用いた非破壊発光読み出しについて紹介致します。


